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^ [ 1 Abstract: The invention relates to a method for producing a high-resolution surface pattern on a substrate as well as a multilayer 
body (28), produced by means of this method, and a device for carrying out said method. A printing substance (26) is applied to 
CsJ form a pattern on the substrate, by means of a printing method. For the Gne-structuring of the surface pattern, a microscopic surface 
TT structure having a plurality of grooves is replicated on the surface of the substrate, prior to the application of said printing substance 
^ (26). The fine-structuring of said surface pattern is determined by the locally applied amount of printing substance (26) and by the 
0 local relief parameters of the microscopic surface structure, in particular, the orientation direction and the profile form. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Flachenmustere hoher Auflosung auf einem 
O Substrat sow ie einen mittels dieses Verfahrens hergestelJten Mehrschichtkorper (28) und eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des 
O Verfahrens. Eine Drucksubstanz (26) wird mittels eines Druckverfahrens musterformig auf das Substrat aufgebracht. Zur Feinstruk- 
^ tunerung des Flachenmusters wird vor dem Aufbringen der Drucksubstanz (26) in die Oberflache des Substrats eine mikroskopische 
O 0berflachenstnjkt ^ mit einer Vielzahl von Rillen repliziert. Die Feinstrukturierung des Flachenmusters wird durch die jeweils lokal 

aufgebrachte Auftragemenge an Drucksubstanz (26) und die jeweiligen lokalen Reliefparameter der mikroskopischen Oberflachen- 
^ struktur, insbesondere Orientierungsrichtung und Profilform, bestimmL 
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